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  ICF与激光等离子体 

光学元件微缺陷处电磁场分布特性的数值计算方法 

柴立群   许乔    

(成都精密光学工程研究中心，四川 成都 610041) 

  摘要:  神光Ⅲ的光学系统具有高功率密度运行的特点，对光学元件的抗激光损伤能力

等提出了很严格的要求。光学元件内部的微缺陷会引起局域场强增强，采用时域有限差分方

法对亚波长量级的缺陷进行了电磁场的数值模拟，并对数值计算的参数选取给出了定量的判

断。 
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